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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成21年4月9日(2009.4.9)

【公表番号】特表2006-504103(P2006-504103A)
【公表日】平成18年2月2日(2006.2.2)
【年通号数】公開・登録公報2006-005
【出願番号】特願2004-548453(P2004-548453)
【国際特許分類】
   Ｇ２１Ｇ   1/10     (2006.01)
   Ｃ０７Ｈ   5/02     (2006.01)
   Ｇ０１Ｔ   1/161    (2006.01)
   Ｈ０５Ｈ  13/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  51/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ２１Ｇ   1/10    　　　　
   Ｃ０７Ｈ   5/02    　　　　
   Ｇ０１Ｔ   1/161   　　　Ｄ
   Ｈ０５Ｈ  13/00    　　　　
   Ａ６１Ｋ  49/02    　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成21年2月18日(2009.2.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
放射性材料を生成するための製造設備（１００）を提供する方法であって、
前記製造設備（１００）を設計する段階と、
前記製造設備（１００）を設置場所に運搬する段階と、
前記サイクロトロン（１１２）を設置場所に運搬する段階と、
前記製造設備（１００）内に前記サイクロトロン（１１２）を密閉する段階と、
を含む方法。
【請求項２】
前記サイクロトロン（１１２）から第１の放射性材料を受け取って第２の放射性材料を生
成するよう設計された合成ユニット（１３２）を前記製造設備（１００）に備え付ける段
階を更に含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記第１の放射性材料が放射性同位体であり、前記第２の放射性材料が放射性医薬品であ
ることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
前記合成ユニット（１３２）が、前記サイクロトロン（１１２）から１８Ｆ－を受け取り
、２－［１８Ｆ］－フルオロ－２－デオキシグルコースを生成することを特徴とする請求
項２に記載の方法。
【請求項５】
前記第２の放射性材料が、ポジトロン放射型コンピュータ断層撮影スキャナ又は単光子放
射型コンピュータ画像撮影スキャナでの使用に適合されていることを特徴とする請求項２
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に記載の方法。
【請求項６】
前記製造設備（１００）を設置場所に運搬する前に、前記製造設備（１００）に包装ルー
ム（１７０）を備え付ける段階を更に含む請求項２に記載の方法。
【請求項７】
前記サイクロトロン（１１２）が生成する放射線を遮蔽するために、前記製造設備（１０
０）を運搬する前に前記製造設備（１００）に放射線遮蔽物（１１４）を装備する段階を
更に含む請求項１に記載の方法。
【請求項８】
前記製造設備（１００）を設置場所に運搬した後に、前記製造設備（１００）の壁内に放
射線遮蔽物（１１４）を設置する段階を更に含む請求項１に記載の方法。
【請求項９】
前記製造設備を設置場所に運搬する前に、前記製造設備（１００）に品質制御装置を備え
付ける段階を更に含む請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
前記製造設備を設置場所に運搬する前に、前記製造設備（１００）に放射性医薬品包装装
置を備え付ける段階を更に含む請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
前記製造設備（１００）を設置場所に運搬する前に、前記サイクロトロン（１１２）の少
なくとも１つのセンサに接続されている通信ポートを前記製造設備（１００）に備え付け
る段階を更に含む請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
前記製造設備（１００）が、前記設置場所がある管轄区域の法律及び規則の全ての要求事
項を満たすように設計されることを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項１３】
前記第２の放射性材料を１つ又はそれ以上の容器に計量分配するために、前記製造設備（
１００）を運搬する前に前記製造設備（１００）にクリーンルームを装備する段階を更に
含む請求項２に記載の方法。
【請求項１４】
放射性材料を生成するための製造設備（１００）を提供する方法であって、
前記製造設備（１００）がサイクロトロン（１１２）を受けるように設計する段階と、
放射性医薬品の容器にラベルを付け、該放射性医薬品の生成及び配送の記録を保存するこ
とができる包装ルーム（１７０）と合成ユニット（１３２）を前記製造設備（１００）に
備え付ける段階と、
前記製造設備（１００）を設置場所に運搬する段階と、
前記サイクロトロン（１１２）を設置場所に運搬する段階と、
前記製造設備（１００）内に前記サイクロトロン（１１２）を密閉する段階と、
を含み、
前記製造設備（１００）が前記設置場所所轄の全ての法律や規則を満たすように設計され
ている、方法。
【請求項１５】
前記サイクロトロン（１１２）から第１の放射性材料を受け取って前記放射性材料を生成
するよう設計された合成ユニット（１３２）を受け入れるラボラトリルームを前記製造設
備（１００）に備え付ける段階を更に含む請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
前記製造設備を設置場所に運搬する前に、前記製造設備（１００）に前記放射性材料の品
質を計測する品質制御装置を備え付ける段階を更に含む請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
前記製造設備を設置場所に運搬する前に、前記製造設備（１００）に放射性医薬品包装装
置を備え付ける段階を更に含む請求項１４に記載の方法。
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【請求項１８】
前記第２の放射性材料を１つ又はそれ以上の容器に計量分配するために、前記製造設備（
１００）を運搬する前に前記製造設備（１００）にクリーンルームを装備する段階を更に
含む請求項１４に記載の方法。
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